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Sposdéb wytwarzania grafitu pirolitycznego
stosowanego zwitaszcza w monochromatorach neutronéw i promieni X

Przedmiotem wynalazku jest sposdb wytwarzania grafitu pirolitycznego, stosowanego zwtaszcza
w monochromatorach neutronéw i promieni X, jak réwniez w filtrach neutronéw.

Znane sg sposoby wytwarzania grafitu pirolitycznego o wysoko uporzadkowanej strukturze krystalicznej
polegajace na rekrystalizacji wegla pirolitycznego w wysokich temperaturach od 2700—3200°C uzyskiwanych
przez ogrzewanie posrednie oporowe lub indukcyjne pod naciskiem do 500 kg/cm? w atmosferze gazu
obojetnego.

Sposéb wytwarzania grafitu pirolitycznego wedtug wynalazku polega na bezposredniej obrébce termicznej
wegla pirolitycznego w temperaturze 2800—3200°C. Przez wegiel pirolityczny przepuszcza sie pod naciskiem
100—500 kg/cm? prad staty o natezeniu 6—12 A/mm? dobranym do grubosci obrabianego materiatu w kierunku
. prostopadtym do ptaszczyzny odktadania.

Stosujac sposéb wedtug wynalazku otrzymuje sie grafit pirolityczny o wysoko uporzadkowanej strukturze
krystalicznej o matym rozrzucie mozaikowym 0,2—4,0, ktéry spetnia wszelkie warunki do zastosowania go jako
monochromator. Bezposredni przeptyw pradu statego przez poddawana rekrystalizacji probke ma na celu przede
wszystkim zabezpieczenie w niej réwnomiernego rozktadu temperatury, co ma istotny wptyw na
uporzadkowanie struktury w kierunku uprzywilejowanym. Rozrzut mozaikowy charakteryzujacy ten stopieri
uporzadkowania, dzieki bezposredniemu przeptywowi pradu przez pirowegiel w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny odktadania jest znacznie mniejszy niz uzyskiwany w znanych sposobach przy ogrzewaniu posrednim
oporowym lub indukcyjnym w analogicznych warunkach (nacisk, temperatura, atmosfera gazu obojetnego).

Ponizsza tabela ilustruje wyrazne réznice wtasciwosci otrzymanego produktu sposobem wedtug wynalazku
i znanym sposobem.
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i Pirowegiel Pararnetry rekiystalizacji Wtasnosci otrzymanego
tempe- Parametry jakosci rodzaj tempe- nacisk produktu
Sposéb ratura  odlegto$¢ rozrzut pieca ratura odlegtosé  rozrzut
rekrysta- otrzy- miedzy mozaikowy miedzy mozaivowy
lizacji myvania ptasz- ptasz-
czyznowa . czyznami
{d)
°c A stopnie °c kG/cm? A stopnie
Wedtug wynalazku 2100 34a 12-16 przeptyw - . 2800. 100 3,356 0k
ogrzewanie pradu '
bezposrednie przez
S probke .
Ogrzewanie ' 2050 3,43 22 piec 2840 280 = 3,357 15
posrednie rurowy 2900 985 3,358 15
' oporowy 3000 140,6 3,355 0,7

Zaleta sposobu wedtug wynalazku jest ponadto uzyskanie wysokiej temperatury w bardzo krétkim ckresie
czasu i przy stosunkowo niskich stratach ciep!nych, co stwarza znaczne oszczednosci energii elektryczne;j.

Przyktad. Piytke wegla pirolitycsnego umieszcza sie pomiedzy dwiema elektrodami grafitowymi
w komorze pieca wypetnionej argonem. Do elektrod podtacza sie prad staty o natezeniu 6 A/mm?. Po
uzyskaniu temperatury 2800°C prébke poddaje sie naciskowi 200 kG/cm? w prasle w ciagu 2 godzin. Otrzymany
grafit pirolityczny studzi sie powoli do temperatury pokojowe;j.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb wytwarzania grafitu pirolitycznego, stosowanego zwtaszcza w monochromatorach neutronéw
i promieni X, w ktérym wegiel pirolityczny poddaje sie rekrystalizacji przez obrébke termiczng w temperaturze
2800—-3200°C pod naciskiem 100—500 kG/cm* w atmosferze gazu szlachetnego, znamienny ty m, ze
wegiel pirolityczny poddaje sie bezposredniej obrébce termicznej polegajacej na tym, ze przez wegiel pirolitycz-
ny przepuszcza sie prad staty o natezeniu 6—12 A/mm? dobranym do grubosci obrabianego materiatu, w kie-
runku prostopadtym do ptaszczyzny odktadania.
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